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'l‘]_n-nr‘n- 1..':_-1'];[t|_;;-'1‘ zu thun hat. Sie h]nl'm_‘iwn fiir die chemische
Anschauungsweise, bringen aber auch keine Erscheinung, die

- Lucein's Auffassung widerspriiche. Seheel,

i W . | L b N ? . '-'--..' ]..Ir_-
SWIYINGEDAUW. I-]l”l'l'i‘lﬂ.‘t.' J action tll' 1&'1:11 1:|.L‘T'-. suriaces ]Hh.lll'l‘-v

d’un excitatenr sur les ]mlq-mh-]s 1_'.‘~;[r§4r5~11'.~', statique et 11.\'1|:Hlnui:1w.

7 C. R. 123, 1264—1265, 1806 7.
! Wenn man nach einander mehrere Funken zwischen den Polen
eines vorher polirten Entladers iiberschlagen lisst, so werden die
: Oberflichen, zwischen denen die Funken iibergehen, in Folge emer
Oxvdation sehr lmlri martt. l.;'t't‘ Vertasser 1l|1t+-1‘-~l.11'hl nach seiner
y Methode der beiden Zweigentladungen den Einfluss dieser Oxyd-
schicht und findet :
i 1. dass beim Auftreten der Oxydschicht das stative  Knt-
| ladungspotential merklich constant bleibt, oder allenfalls langsam
abnimmt ; f
9 dass dag dyvnamische Entladungspotential miclicherweise
- oine betrichtliche Steigerung ertihr (die Entfernung zwischen den
. Polen des blanken Entladers kann zwei- bis dreimal grisser QE111,
als zwischen den Polen des matt gewordenen), und dass
3. das dynamische Entladungspotential von einem zum anderen
Funken innerhalb weiter Grenzen variiren kann.
: Die Erklirune fiir diese drei Sitze liegt darin, dass die dureh
lliu* Funken *_",'i‘hnlil'tl' l".‘i}'nlﬁt*hiuhl weder ein vollkommener I."‘"]:””]'-,
: noch ein outer Leiter ist. Geschieht die Ladung sehr schnell, nach
der .[1,-”;”1.;}-.:-[11-|| Methode. so vertheilt sich die Elektricitit auf beiden
l'--'u-l; zwischen dem Metall und der Oxydschicht, welche letztere
die Rolle eines festen Dielektricums spielt. Damit eine Entladung
swischen beiden Polen zu Stande kommt, muss die Elektricitiit
nicht nur die Luft, sondern auch die Oxydschicht durchschlagen,
die Potentialdifferenz muss also betriichtlicher sein, als wenn nur
die oleich dicke Luftschicht zu iiberwinden wire. | |
Die statische Ladung dagegen vollzieht sich langsam; die muf
1'5IH‘1' :’1."'.1'i=~.'-'~l'!l i_.l*il'llulkf,_!:.“;[h[lhi"_"lil'it ln*_'_[:l]rtl- 'i]ﬁ.;+a'41:-::"'|]::="|l'[ :-éln'h*h qlil-
l:i]Hl' 1._'.|1'|1'-- II..I"HI.'l"" llliil 11]:' I‘:ll'lﬂl'it:.ll;'ﬁ ‘-.'1.']‘1[11"Ij1' .'-1H‘l1 Ill.'[ll:'[]il.*'ll :11It.
der freien Oberfliche der Oxydschicht. Die Entladung hat dann
; kein festes Dielektricum zn iiberwimnden; einzig die Luftschicht 1st
. in diesem Falle ein ganz wenig schwicher. als sie es bei blanken
- ' Scheel,

Polen gein wirde.
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